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Abstract (en)
Cold gas spraying method comprises accelerating particles in a gas stream by adding energy via a microwave waveguide (6). An independent
claim is also included for a device for cold gas spraying. Preferred Features: Energy is added to the particles via a nozzle (1). Metallic or non-
metallic particles are used which are absorb microwaves. The particles hit the substrate at a temperature of 10-800[deg] C, preferably 20-500[deg]
C, especially 100-400[deg] C. The energy has a frequency of 915 MHz, 2.45 GHz and/or 5.8 GHz.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Kaltgasspritzen. Erfindungsgemäß wird den Partikeln mit Mikrowellentechnik Energie
zugeführt. Dazu ist die Düse (1), in welcher Gasstrahl und Partikeln beschleunigt werden, von einem Mikrowellenhohlleiter (6) umgeben oder/und
ein/der Mikrowellenhohlleiter (6) umschließt zumindest teilweise den Spritzfreistrahl zwischen Düsenauslauf (3) und Substrat. Vorteilhafterweise ist
ein Abschnitt des Düsenauslaufs (3) aus einer Keramik (4) gefertigt. <IMAGE>
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